
镀膜设备 拉奇纳米 真空镀膜设备公司

产品名称 镀膜设备 拉奇纳米 真空镀膜设备公司

公司名称 东莞拉奇纳米科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市塘厦镇诸佛岭村民业街33号1栋3楼

联系电话 13826965281 13826965281

产品详情

在真空度较高的环境下，通过加热或高能粒子轰击的方法使源材料以原子、分子或离子的形式逸出沉积
物粒子，真空镀膜设备厂家，并且逸出的粒子在基片上沉积形成薄膜的技术。.PVD大家族里主要有三位
成员：真空蒸发沉积技术（蒸镀）；溅射沉积技术；离化PVD技术。

蒸镀是在真空环境下，以各种加热方式赋予待蒸发源材料以热量，使源材料物质获得所需的蒸汽压而实
现蒸发，所发射的气相蒸发物质在具有适当温度的基片上不断沉积而形成薄膜的沉积技术。

同时，人们把另一类气相沉积，即通过高温加热金属或金属化合物蒸发成气相，或者通过电子、等离子
体、光子等荷能粒子的能量把金属或化合物靶溅射出相应的原子、离子、分子(气态)，镀膜设备，在固
体表面上沉积成固相膜，其中不涉及到物质的化学反应(分解或化合)，称为物理气相沉积PVD)。

随着气相沉积技术的发展和应用，真空镀膜设备公司，上述两类型气相沉积各自都有新的技术内容，两
者相互交叉，真空镀膜设备厂，你中有我，我中有你，致使难以严格分清是化学的还是物理的。

等离子体化学气相沉积技术原理是利用低温等离子体（非平衡等离子体）作能量源，工件置于低气压下
辉光放电的阴极上，利用辉光放电（或另加发热体）使工件升温到预定的温度，然后通进适量的反应气
体，气体经一系列化学反应和等离子体反应，在工件表面形成固态薄膜。它包括了化学气相沉积的一般
技术，又有辉光放电的强化作用。



镀膜设备-拉奇纳米-真空镀膜设备公司由东莞拉奇纳米科技有限公司提供。东莞拉奇纳米科技有限公司
（www.dglqnm.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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